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CAPACITATS PREVIES

Tecnologies i processos microelectronics, Disseny microelectronic

METODOLOGIES DOCENTS

Métode expositiu, classe expositiva participativa, aprenentatge basat en problemes i estudi de casos

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. Explorar les instal-lacions de sales blanques, I'equipament, els protocols de seguretat, el funcionament i I'impacte al medi ambient.
2. Adquirir coneixements practics sobre processos microelectronics i accés a fabriques de semiconductors externes per a la fabricacié
de dispositius semiconductors.

3. Saber identificar i aplicar processos tecnologics de sala blanca per a la fabricacié de dispositius i circuits integrats.

4. Caracteritzar i identificar els aspectes critics en la integracié de processos per maximitzar la probabilitat d’exit en un procés
complet de fabricacié en sala blanca.

5. Desenvolupar habilitats de pensament critic i resolucié de problemes rellevants per a la fabricacié de semiconductors, especialment
orientades a la integracié de processos.

HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores aprenentatge autonom 102,0 68.00

Hores grup gran 12,0 8.00

Hores grup petit 36,0 24.00

Dedicaci6 total: 150 h
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CONTINGUTS

Sales blanques

Descripcio:

1. Context: per qué necessitem una sala blanca? Concepte de contaminacié en microelectronica. Tres nivells de reduccié de la
contaminacié: sales blanques, neteja d'oblees i gettering. Classificacions i normes de les sales blanques.

2. Instal-lacions: Principis de disseny de sales blanques i controls ambientals. Filtracié, contaminacié de I'aire. Control de
temperatura, humitat i sobrepressié. Serveis: aigua ultrapura, sistema de buit, distribucié de gasos.

3. Treballar en una sala blanca: comportament i prevencid de riscos laborals. Protocols de seguretat i mesures de control de la
contaminacié. Manipulacié d'oblees. Organitzacio de la produccié. Conceptes basics de gestid del rendiment i estratégies de
reduccié de defectes.

4. La sala blanca i el seu entorn: sostenibilitat i qliestions mediambientals.

Dedicacio: 7h
Grup gran/Teoria: 7h

Fabricacio

Descripcio:

1. Introduccié a la sala blanca (UPC o IMB-CNM): protocols de seguretat/ vestuari/ visita interna a diferents sales/ + un/s petit/s
experiment/s (per exemple, tall d'oblees).

2.Processos basics I: neteja d'oblees (RCA1/RCA2)/oxidacié (UPC).

3.Processos basics II: litografia/gravat humit (UPC)

4.Processos basics I1I: difusié/diposit (ALD o sputtering o PECVD) (UPC)

5. Visita a les instal-lacions (IMB-CNM)

Dedicacio: 25h
Grup petit/Laboratori: 25h

Introduccio a les fabriques de semiconductors externes

Descripcio:

1. Introduccié: Accés a les tecnologies comercials. Proveidors de CI.

2. Metodologia: Cerca de la millor tecnologia per als nostres proposits: descripcié general de la tecnologia. Accés a fitxers de kits
de disseny.

3. Exemples: Alguns exemples de parametres tecnologics i regles de disseny: descripcio en detall de la tecnologia.

Dedicacio: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Definicié d “un procés de fabricacio

Descripcio:

1.Introduccio a la integracié de processos: Definicié dintegracié de processos. Breu revisid dels processos tecnologics. Concepte
de blocs de procés.

2. Treball per projectes: Definicié d'un procés de fabricacié d'un dispositiu en grups de 3-4 alumnes: sequéncia de passos; tipus
dequip i recepta; disseny de mascares; definicié d'estructures de prova.

Dedicacié: 13h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 11h
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SISTEMA DE QUALIFICACIO

Treball del curs (10%), miniprojecte (bloc 4 20%) i examen (70%)
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